佛光山佛陀紀念館「佛教地宮文創商品設計競賽」辦法
【延長徵件】
一、佛陀紀念館與地宮介紹
佛陀紀念館是一座融和古今與中外、傳統與現代的建築，具有文化與教育、慧解與修持的功能。該館的興建，正是希望透過供奉代表佛陀威德、智慧的法身舍利，讓人們在禮敬佛陀舍利的同時，能夠開發自身的佛性，為人間注入善美與真心，帶來社會的安定與和諧。

「地宮」，為地下宮殿。在佛教傳入中國後，按照中國傳統的埋葬方式納藏舍利，並在塔基之下建築通道、宮門、隧道、墓室以納藏佛陀舍利。塔基下面建築地宮之確切資料見於唐代，而最著名的地宮則為1987年於陜西所發掘的法門寺地宮。

佛光山佛陀紀念館設有四十八個地宮，公開向世界各地徵求捐贈文物，收藏人類生活的智慧與共同記憶，以及具有知識性、歷史性、當代性及紀念性的地宮文物。未來每一百年將開啟一座地宮，全部地宮開啟完成將要歷經四千八百年的時間。

二、競賽宗旨
佛光山佛陀紀念館設有四十八個地宮，收藏人類生活的智慧與共同記憶，以及具有知識性、歷史性、當代性及紀念性的地宮文物。為使地宮更易於進入大眾的知識脈絡並與當代社會產生連結，本次競賽以本館「佛教地宮還原」常設展區之展品為創作競賽內容，將地宮及其中文物利用創意能量轉化為佛教流通品，推廣佛教文化。
「佛教地宮還原」網址：http://www.fgsbmc.org.tw/info_attractions.html#main_hall

三、競賽內容
主題：佛教地宮意象創意商品設計
參賽資格：具中華民國身分，高中職(含)以上之學生個人或團體。
[bookmark: _Hlk510604047]參賽方式：寄送參賽報名表、商品設計圖等相關資料。

四、比賽流程
（一）第一階段初選
· 繳交報名相關資料，寄送商品設計圖  
· 報名時間：即日起至2018年11月15日(四) 18:00截止
             〈初選20組進入第二階段，名單公布時間：2018年11月22日(四)〉
· [bookmark: _Hlk510604061]參賽方式：以紙本或電子檔寄送參賽報名表、商品設計圖等相關資料。
          商品設計圖需包含商品概念、顏色圖樣、材質、商品模擬圖、製作流程。
· 寄送方式：
1. 電子檔：每件作品最多上傳3張裱板，每個檔案1MB以內，檔案格式：A3、300dpi、JPG檔，作品請寄至電子信箱bbc＠ecp.fgs.org.tw 並於信件主旨註明【報名-佛教地宮文創商品設計競賽】。
2. 紙本：裱板最多3張、A3尺寸。以掛號方式郵寄至<84049高雄市大樹區統嶺路1號 佛館行政室> 並署名【<佛陀紀念館 文創商品創意競賽小組>收】，以郵戳為憑，逾期不受理。


（二）第二階段決選
· 現場決賽，打樣模型展示
· 收件時間：2019年01月04日(五) 18:00截止
· 收件方式：打樣模型以掛號方式郵寄至<84049高雄市大樹區統嶺路1號 佛館行政室> 
並署名【<佛陀紀念館 文創商品創意競賽小組>收】，以郵戳為憑，逾期不受理。
· 決選時間：2019年01月09日(三) 時間另行通知
· [bookmark: _GoBack]決選地點：佛光山佛陀紀念館
· 決賽方式：20組打樣模型呈現與展示，現場決賽，輪流以簡報方式說明商品設計及潛在效益，最終選出前4名優勝組別，以及優選8名。
· 主辦單位將提供20組打樣模型補助之費用(每組補助台幣5,000元)。

五、評分標準
切題性（30%）：呈現佛教地宮具象或抽象之元素
創新性（30%）：結合當代具有原創、造型及完整性
美學性（20%）：外包裝與作品之美感搭配。
市場性（10%）：考量市場銷售潛力及市場接受度。
商品性（10%）：可實現商品化之開發成本及量產可行性、減少包材及物流成本。

獎勵方式：
首獎：頒發獎狀、獎金新台幣100,000元（含稅）
貳獎：頒發獎狀、獎金新台幣 70,000元（含稅）
參獎：頒發獎狀、獎金新台幣 40,000元（含稅）
肆獎：頒發獎狀、獎金新台幣 30,000元（含稅）
創意優選8名：頒發獎狀、獎金新台幣 5,000元（含稅）

主辦單位於賽後安排得獎人培訓計畫，由資深設計指導得獎人優化得獎作品。時間、地點另行訂定。
主辦單位：佛光山佛陀紀念館

六、參賽規則
1. 參賽作品須為參賽者之原創與版權所有（未參加過其他比賽得獎或公開發表使用過的作品），不得以翻拍、拷貝、合成、剽竊、盜用、抄襲他人或違反社會善良風俗作品參賽。倘若作品著作權有爭議或已被買斷者請勿參賽。違者除自負法律責任、就主辦單位所受損害負賠償責任外，主辦單位取消其參賽與得獎資格，並追回其所領之獎金、獎狀或獎品，獎項不予遞補。
1. 首獎至肆獎得獎作品，自公布得獎日起提供主辦單位永久無償使用，主辦單位依法有不限定該著作財產權之利用地域、時間、媒體型式、次數、重製次數、作活動結案及宣傳之用途（包括但不限於放入紀錄片、網站公告等）、內容與方法使用之權利，均不另予通知及致酬。
1. 凡參賽者均視為認同並接受本活動簡章之各項規定，本活動簡章若有未盡事宜，主辦單位有權依需求隨時修改、變更、中止本活動、本活動辦法或本活動獎金或獎品之權利，無需另行通知；如有未盡事宜，主辦單位得隨時解釋、修正之。
1. 每件參賽作品均需詳實填寫報名表，並簽署作品著作權無償授權使用同意書，未符合比賽辦法者，將予以取消參賽資格。
1. 參賽作品無論得獎與否，主辦單位不負保管責任。
1. 經公佈得獎之作品，得獎人不得要求取消得獎資格。
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